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DEGISIK UYGULAMALAR ICIN
PVD ve CVD

KAPLAMA SISTEMLERI
www.vaksis.com

_| 2 altin Oneri

__| yeni arun
PVD-handy®/1M-sm

| etkinlikler

VAKSIS®

» PVD: Physical Vapor Deposition Al o CSTEHDa
» CVD: Chemical Vapor Deposition Her Hakki Saklidir. © 2012
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Vakum sistemleri kullananlar i¢in

2 altin 6neri!

1) Sisteminizde Azot ve/veya Argon gibi aslinda zehirli
olmayan fakat bogucu olan gazlar kullanildiginda, bu
gazlann sizin calistiginiz ortamin (6rnegin vakum
kazaninin ici) oksijenini azaltmadigindan emin olun.

2) Ince film bilyiitme cihazini yerlestirecediniz odanin
iklimlendirilmesinin, ortamdaki toz oraninin mimkin
oldugu kadar disiik olmasinin ve gurilti yapan (vakum
pompasl, su sogutma Unitesi ve hava kompresora gibi)
cihazlarin ve gaz silindirlerinin servis odasi gibi ayn bir —

odada konumlandirilmasinin, kullanici saghgi ve film Dog. Dr. Baybars ORAL
kalitesi agisindan iyi oldugunu unutmayin. $IRKET MUDURU

onbmbzdaid ublezplards
altin Ongrilgre davzm adzcadiz, .

VAKSIS®
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yeni Urin
PVD-hzandy ®/1M-sm

handy serisi
1M: Bir adet magnetron sagtirma kaynagi

sm: Small P ey 30.000 € +KDV'DEN

Manuel Kontrollii ve ipdiny
Disiik Biitceler icin

Ozel Tasarim Bir Kaynakli
Magnetron Sac¢tirma Sistemi

Dusiik bitcelere yonelik tasarlarlanan bu sistemde
ozellikle Nikel (Ni) gibi manyetik malzemeler
sactinlabilir.

-]

VAKSIS

PV handy /1M -sm
o

KONTROL ve KULLANMA

Tum elektrikli ve elektronik cihazlar kendi &n
panolanndan kontrol edilmektedir. Kazan (st
kapagl acillarak hedef plaka dedgistirilebilir ve
alttaga ulagilabilir.

Sistem agagidaki ozellikleri icermekiedir.

Teknik Ozellikler

Basing OlcUmU: <1x10° Torr

(En DUsUk Basing: < 3x10% Torr)

YUksek Hiz Pompasi: 70 It/sn turbo pompa
Destek Pompasi: 1 m*/sa kuru diyafram mekanik pompa
Alttas Boyutu: @25 mm

Kaplama Metodu: Magnetron sactirma kaynagdi ile
Kaplama Yono : Yukandan asadiya dogdru

Kaynak Sayisi: 1

YUkleme: Ustten

Kontrol: Manuel VA K 5 I 5®
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katidiklarnmiz...
Yogun Madde Fizigi Ege Bolgesi Toplantisi (6 Nisan 2012)

39. ICMCTF - Uluslarasi Metalutjik Kaplamalar ve
Ince Filmler Konferansi, San Diego CA USA
(23-27 Nisan 2012)

ICSM 2012 Uluslararasi Sﬂperilelkenl_ik ve
Manyetizmma Konferansi Kumburgaz-Istanbul
(29 Nisan - 4 Mayis 2012)

8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansi
NANOTR-8, Hacettepe Universitesi-Ankara
(25 - 29 Haziran 2012)

katilacaklanmiz...

-2l 27. Avrupa Fotovoltaik Gunes Enerjisi Konferans
. ve Fuan, Frankfurt- Aimanya (25-28 Eyliil 2012)
* Wi, pﬂOfOVO”OIC -conference.com
Wi, phOfOVO”OIC -axhipition.com

SOLARTR-2 Gunes Enerjisi Konferans ve Fuari,
Antalya Dedeman (7-8 Kasim 2012)

ntip://www.solartr.org/inclex.ntml

Yayin Sahibi: Vaksis Ar-Ge ve Miihendislik Egitim Damnismanhik Makine San VA KSIS

Ve Tic. Ltd. Sti. adina Dog. D rbars Oral « Adres: Bilkent Un 151 s . .

Merkez Kampiis Ankara Tel i Geligtirme Bolgesi Cyberplaz 220 AR-QE ve MUHENDISLIK
Bilkent 06800 ANKARA « 0146 = Fax: 0312 265 0147 = 4 ayda bir
yaymlanir « Yayin

tiirii: Biilten, Siireli « Elektronik ortamda dagitilmaktadr .

Her Hakki Sakhdir. © 2012



